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TITRE DE LA THESE : 
 
Dépôt d’oxydes métalliques sur verre par plasma froid à pression atmosphérique 
 

RESUME : 
 
L'objectif de cette thèse est de développer et étudier des dépôts d’oxydes métalliques minces à base 
de Silicium et d’Etain par un plasma froid à pression atmosphérique, afin de conférer des propriétés 
spécifiques à des substrats en verre et afin de trouver des alternatives écologiques à certains 
procédés actuellement utilisés par les verriers. Cette recherche se divise en trois parties: la 
première partie consiste à déposer à partir d’Hexaméthyldisilane et d’Hexaméthyldisiloxane des 
couches minces de SiO2/SiOxCy sur du verre sodocalcique afin d’améliorer sa résistance à la rupture. 
La seconde partie consiste à déposer une couche mince de SnO2 sur du verre fluorosilicate à partir 
de Tetrabutylétain et d’Oxyde de Tributylétain pour trouver une alternative  écologique au dépôt à 
chaud actuellement utilisé. Enfin, ces dépôts à base de silicium et d’étain seront utilisés dans la 
troisième partie afin de lutter contre le phénomène de sudation de surface des verres fluorosilicates. 
En parallèle, les propriétés physicochimiques de ces couches minces seront caractérisées avec des 
technologies avancées afin de les optimiser. 
 
 
 
 
 
 
 
 


